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(54) 액정표시장치용 기판 제조방법

요약

  본 발명의 목적은, 공정수를 감소시켜 고가의 마스크 비용을 저감하고, 그에 따른 불량을 감소하고, 생산량을 증가하고,
제조비용을 감소할 수 있는 액정표시장치용 기판 및 그 제조방법을 제공함에 있다.

  본 발명은, 기판 상에 형성된 컬러필터층을 형성하는 단계와; 상기 컬러필터층 상에 투명한 감광성 유기막을 도포하는 단
계와; 상기 투명한 감광성 유기막 전체를 노광하는 제 1 노광 단계와; 제 1 노광 단계가 진행된 상기 투명한 감광성 유기막
에 대해 투과 영역과 차단 영역으로 이루어진 마스크를 사용하여 노광하는 제 2 노광 단계와; 제 2 노광 단계가 진행된 상
기 투명한 감광성 유기막을 현상하여, 상기 컬러필터층 상에 오버코트층을 형성하고, 상기 투과 영역에 대응되는 위치에
상기 오버코트층에서 분기한 컬럼 스페이서를 형성하는 단계를 포함하고, 상기 제 1 노광 단계는 상기 제 2 노광 단계보다
적은 노광량으로 상기 투명한 광감성 유기막을 노광하는 액정표시장치용 기판 제조방법을 제공한다.

  본 발명은, 오버코트층과 컬럼 스페이서를 하나의 마스크 공정을 통해 동시에 형성할 수 있게 되어, 공정수 감소, 그에 따
른 재료비 절감, 장비 투자 비용 감소, 마스크 비용을 감소할 수 있는 효과가 있다.

대표도

도 4

명세서

도면의 간단한 설명

  도 1은 일반적인 액정표시장치를 개략적으로 나타낸 도면.

  도 2는 컬럼 스페이서를 갖는 종래의 액정표시장치용 기판을 도시한 단면도.

  도 3a 내지 3g는 종래의 액정표시장치용 기판을 형성하는 방법을 도시한 단면도.

  도 4는 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치용 기판을 도시한 단면도.

  도 5a 내지 5i는 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치용 기판을 형성하는 방법을 도시한 단면도.
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  <도면의 주요 부분에 대한 간단한 설명>

  310 : 기판 320 : 블랙매트릭스

  325 : 개구부 325a,325b,325c : 제 1, 2, 3 개구부

  330 : 컬러필터층 330a,330b,330c : 레드, 그린, 블루 컬러필터층

  340 : 오버코트층 350 : 컬럼 스페이서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

  본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 컬럼 스페이서(column spacer)가 형성된 액정표시장치용 기
판 제조방법에 관한 것이다.

  일반적으로, 액정표시장치는 액정분자의 광학적 이방성과 복굴절 특성을 이용하여 화상을 표현하는 것으로, 전계가 인가
되면 액정의 배열이 달라지고 달라진 액정의 배열 방향에 따라 빛이 투과되는 특성 또한 달라진다.일반적으로, 액정표시장
치는 전계 생성 전극이 각각 형성되어 있는 두 기판을 두 전극이 형성되어 있는 면이 마주 대하도록 배치하고 두 기판 사이
에 액정 물질을 주입한 다음, 두 전극에 전압을 인가하여 생성되는 전기장에 의해 액정 분자를 움직이게 함으로써, 이에 따
라 달라지는 빛의 투과율에 의해 화상을 표현하는 장치이다.

  도 1은 일반적인 액정표시장치를 개략적으로 나타낸 도면이다.

  도시한 바와 같이, 일반적인 컬러 액정표시장치(11)는 레드(Red), 그린(Green), 블루(Blue)의 컬러필터층(8)과 컬러필
터층(8) 사이에 구성된 블랙매트릭스(6 ; black matrix) 및 컬러필터층(8)의 상부에 증착된 공통전극(18)이 형성된 컬러필
터기판(color filter substrate)인 상부기판(5)과, 화소영역(P)이 정의되고 화소영역(P)에는 화소전극(17)과 스위칭소자
(T)가 구성되며, 화소영역(P)의 주변으로 어레이배선이 형성된 어레이기판(array substrate)인 하부기판(22)을 포함하며,
상부기판(5)과 하부기판(22) 사이에는 액정(14)이 충진되어 있다.

  하부기판(22)에는 스위칭 소자인 박막트랜지스터(T)가 매트릭스형태(matrix type)로 위치하고, 다수의 박막트랜지스터
(TFT)를 교차하여 지나가는 게이트배선(13)과 데이터배선(15)이 형성된다. 여기서, 게이트배선(13)과 데이터배선(15)이
교차하여 화소영역(P)이 정의되고, 화소영역(P) 상에는 전술한 바와 같이 투명한 화소전극(17)이 형성된다.

  화소전극(17)은 ITO(indium-tin-oxide)와 같이 빛의 투과율이 비교적 뛰어난 투명 도전성 금속물질을 사용한다. 화소전
극(17)과 병렬로 연결된 스토리지 캐패시터(CST)가 게이트 배선(13)의 상부에 구성되며, 스토리지 캐패시터(CST)의 제 1

전극으로 게이트 배선(13)의 일부를 사용하고, 제 2 전극으로 소스 및 드레인 전극과 동일층 동일물질로 형성된 아일랜드
형상의 소스/드레인 금속층(30)을 사용한다.

  여기서, 소스/드레인 금속층(30)은 화소전극(17)과 접촉되어 화소전극의 신호를 받도록 구성된다.

  전술한 바와 같은 액정표시장치는 액정 셀 갭을 유지하기 위해 컬럼 스페이서(column spacer)가 형성된다.

  도 2는 컬럼 스페이서를 갖는 종래의 액정표시장치용 기판을 도시한 단면도이다.

  도시한 바와 같이, 종래의 액정표시장치용 기판에는, 기판(210) 상에 레드, 그린, 블루 서브 화소와 각각 대응되는 제 1,
2, 3 개구부(225a, 225b, 225c)를 가지는 블랙 매트릭스(220)와, 개구부(225) 각각에 레드, 그린, 블루 컬러필터층(230a,
230b, 230c)과, 컬러필터층(230) 상에 오버코트층(240 ; over-coat layer)과, 오버코트층(240) 상에 컬럼 스페이서(250)
가 형성되어 있다.

  레드, 그린, 블루 컬러필터층(230a, 230b, 230c)은 각각 레드, 그린, 블루의 색을 표시하게 되고, 컬러필터층(230) 상에
형성된 오버코트층(240)은 액정표시장치용 기판을 평탄화하게 된다. 컬럼 스페이서(250)는 컬러필터층(230)이 형성된 기
판과 대향기판 사이의 액정 셀 갭(cell gap)을 유지하게 된다.

  전술한 바와 같은 종래의 액정표시장치용 기판은 다수의 마스크 공정을 통해 형성된다.

  이하, 도면을 참조하여 종래의 액정표시장치용 기판을 형성하는 방법에 대해 설명한다.

  도 3a 내지 3g는 종래의 액정표시장치용 기판을 형성하는 방법을 도시한 단면도이다.
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  먼저, 도 3a에 도시한 바와 같이, 기판(210) 상에 광차단성 물질을 도포하고, 노광, 현상, 즉 마스크 공정으로 패터닝
(patterning)하여 상에 제 1, 2, 3 개구부(225a, 225b, 225c)를 갖는 블랙매트릭스(220)를 형성하고, 열경화 공정을 진행
하게 된다. 제 1, 2, 3 개구부(225a, 225b, 225c)는 레드, 그린, 블루, 화이트 서브 화소 각각에 대응되도록 형성하며, 블랙
매트릭스(220)는 게이트 및 데이터 배선 등과 같은 액정표시장치 내의 금속 패턴에 대응되도록 형성된다.

  다음으로, 도 3b에 도시한 바와 같이, 레드 색의 컬러 수지(229)를 도포한다. 레드 색의 컬러 수지(229)는 감광성 물질로
이루어진다.

  다음으로, 도 3c에 도시한 바와 같이, 레드 색의 컬러 수지에 대해 마스크 공정을 통해 패터닝하여, 제 1 개구부(225a)에
레드 컬러필터층(230a)을 형성하고, 열경화 공정을 진행하게 된다.

  다음으로, 도 3d에 도시한 바와 같이, 그린 색의 컬러 수지를 도포하고 마스크 공정을 통해 패터닝하여, 제 2 개구부
(225b)에 그린 컬러필터층(230b)을 형성한다. 그린 컬러필터층(230b)은 레드 컬러필터층(230a)을 형성하는 공정과 동일
한 공정으로 진행된다.

  다음으로, 3e에 도시한 바와 같이, 블루 색의 컬러 수지를 도포하고 마스크 공정을 통해 패터닝하여, 제 3 개구부(225c)
에 블루 컬러필터층(230c)을 형성한다. 블루 컬러필터층(230c) 또한 레드, 그린 컬러필터층(230a, 230b)을 형성하는 공
정과 동일한 공정으로 진행된다.

  다음으로, 3f에 도시한 바와 같이, 투명한 유기 물질을 기판 전면에 도포하고, 마스크 공정으로 패터닝하여 오버코트층
(240)을 컬러필터층(230) 상에 형성하고, 열경화 공정을 진행한다. 기판을 합착하기 위한 실런트(sealant)는 기판의 가장
자리를 따라 위치하게 되므로, 실런트 내부에 오버코트층을 형성하기 위해 마스크 공정이 진행된다.

  다음으로, 3g에 도시한 바와 같이, 오버코트층(240) 상에 감광성 유기 물질을 도포하고 마스크 공정을 통해 패터닝하여
컬럼 스페이서(250)를 형성하고, 열경화 공정을 진행하게 된다.

  전술한 바와 같은 공정을 통해, 종래의 액정표시장치용 기판을 형성하게 된다. 그런데, 종래의 액정표시장치용 기판은 블
랙매트릭스, 레드, 그린, 블루 컬러필터층, 오버코트층, 컬럼 스페이서를 형성하기 위해, 개별적인 도포공정, 마스크 공정
(노광 및 현상 공정), 열경화 공정이 진행됨으로써 공정수가 증가하게 된다. 특히, 공정수 증가에 따라 고가의 마스크를 사
용하여야 하고, 불량 증가, 생산량 감소, 제조비용 증가 등의 문제가 발생하게 된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

  전술한 바와 같은 문제를 해결하기 위한 본 발명의 목적은, 공정수를 감소시켜 고가의 마스크 비용을 저감하고, 그에 따
른 불량을 감소하고, 생산량을 증가하고, 제조비용을 감소할 수 있는 액정표시장치용 기판 제조방법을 제공함에 있다.

발명의 구성 및 작용

  전술한 바와 같은 목적을 달성하기 위해, 본 발명은, 기판 상에 형성된 컬러필터층을 형성하는 단계와; 상기 컬러필터층
상에 투명한 감광성 유기막을 도포하는 단계와; 상기 투명한 감광성 유기막 전체를 노광하는 제 1 노광 단계와; 제 1 노광
단계가 진행된 상기 투명한 감광성 유기막에 대해 투과 영역과 차단 영역으로 이루어진 마스크를 사용하여 노광하는 제 2
노광 단계와; 제 2 노광 단계가 진행된 상기 투명한 감광성 유기막을 현상하여, 상기 컬러필터층 상에 오버코트층을 형성
하고, 상기 투과 영역에 대응되는 위치에 상기 오버코트층에서 분기한 컬럼 스페이서를 형성하는 단계를 포함하고, 상기
제 1 노광 단계는 상기 제 2 노광 단계보다 적은 노광량으로 상기 투명한 광감성 유기막을 노광하는 액정표시장치용 기판
제조방법을 제공한다.

  여기서, 상기 컬러필터층으로 채워지는 개구부를 갖는 블랙매트릭스를 형성하는 단계를 더욱 포함할 수 있다. 그리고, 상
기 오버코트층과 상기 컬럼 스페이서는 투명한 아크릴 수지 계열의 감광성 물질로 이루어질 수 있다. 또한, 상기 투명한 감
광성 유기막은 빛을 받지 않은 부분이 현상되는 네거티브 타입일 수 있다. 또한, 상기 투명한 감광성 유기막은 아크릴 수지
계열의 물질로 이루어질 수 있다.

  또한, 상기 컬러필터층을 형성하는 단계는, 상기 기판 상에 컬러 수지 각각을 도포하는 단계와; 상기 도포된 컬러 수지를
노광하는 단계와; 노광된 상기 컬러 수지를 현상하는 단계를 포함할 수 있다. 또한, 상기 컬러필터층을 형성하는 단계는 레
드, 그린, 블루 컬러필터층을 형성하는 단계를 포함할 수 있다.

  이하, 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명한다.

  본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치는 컬럼 스페이서와 오버코트층을 동시에 형성하게 된다. 따라서, 컬럼 스페이서
와 오버코트층을 형성하기 위한 마스크 공정수를 감소시킬 수 있게 된다.

  도 4는 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치용 기판을 도시한 단면도이다.

  도시한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치용 기판에는, 기판(310) 상에 개구부(325)를 가지는 블랙 매트
릭스(320)와, 개구부(325) 각각에 대응되는 레드, 그린, 블루 컬러필터층(330a, 330b, 330c)과, 컬러필터층(330) 상에 일
체로 구성된 오버코트층(340)과 컬럼 스페이서(350)가 형성되어 있다.
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  블랙 매트릭스(320)는 광차단성 물질로 이루어지는데, 게이트 및 데이터 배선, 박막트랜지스터 등과 같은 금속 패턴에 대
응하여 형성된다. 액정표시장치에 형성된 금속 패턴에 대응되는 액정층은 원하는 바에 따라 구동되지 않게 되어 빛샘을 발
생시키게 되므로 그와 같은 빛샘을 방지하기 위해 광차단성 물질로 이루어진 블랙 매트릭스(320)가 금속 패턴에 대응되어
형성된다.

  블랙 매트릭스(320)에는 레드, 그린, 블루, 화이트 서브 화소 각각에 대응하는 제 1, 2, 3 개구부(325a, 325b, 325c)가
형성되어 있다.

  레드, 그린, 블루 컬러필터층(330a, 330b, 330c) 각각은 레드, 그린, 블루 색을 표시하기 위한 감광성 물질로 이루어지
고, 레드, 그린, 블루 서브 화소 각각에 대응하여 형성되는데, 레드, 그린, 블루 서브 화소 각각에 대응되는 제 1, 2, 3 개구
부(325a, 325b, 325c) 각각에 형성된다.

  오버코트층(340)과 컬럼 스페이서(350)는 동시에 형성되어 일체로 구성되는데, 오버코트층(340)은 컬러필터층(330)이
형성된 액정표시장치용 기판을 평탄화하기 위한 평탄화막으로서 기능하게 되고, 컬럼 스페이서(350)는 컬러필터층(330)
이 형성된 기판과 대향기판 사이의 액정 셀 갭을 균일하게 유지하는 기능을 하게 된다.

  오버코트층(340)과 컬럼 스페이서(350)는 동일한 공정에서 동일한 물질로 이루어져 일체로 구성되는데, 투명한 유기 물
질, 예를 들면 아크릴 수지 계열의 감광성 물질로 이루어진다.

  이하, 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치용 기판을 형성하는 방법에 대해 도면을 참조하여 설명한다.

  도 5a 내지 5i는 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치용 기판을 형성하는 방법을 도시한 단면도이다.

  먼저, 도 5a에 도시한 바와 같이, 기판(310) 상에 광차단성 물질을 도포하고, 노광 및 현상 공정, 즉 마스크 공정으로 패터
닝(patterning)하여 상에 제 1, 2, 3 개구부(325a, 325b, 325c)를 갖는 블랙매트릭스(320)를 형성하고, 열경화 공정을 진
행한다. 제 1, 2, 3 개구부(325a, 325b, 325c)는 레드, 그린, 블루 서브 화소 각각에 대응되도록 형성하며, 블랙 매트릭스
(320)는 게이트 및 데이터 배선 등과 같은 액정표시장치 내의 금속 패턴에 대응되도록 형성된다.

  다음으로, 도 5b에 도시한 바와 같이, 레드 색의 컬러 수지(329)를 도포한다. 레드 색의 컬러 수지(329)는 감광성 물질로
이루어진다.

  다음으로, 도 5c에 도시한 바와 같이, 레드 색의 컬러 수지를 마스크 공정을 통해 패터닝하여, 제 1 개구부(325a)에 레드
컬러필터층(330a)을 형성하고, 열경화 공정을 진행한다. 마스크 공정은 노광 공정과, 현상 공정으로 진행된다.

  마스크 공정에 대해 노광된 부분이 현상되는 파지티브 타입(positive type)의 레드 색의 컬러 수지를 사용한 것을 예로
들면, 제 1 개구부(325a)에 도포된 레드 색의 컬러 수지에 대해서는 빛을 차단하여 노광하지 않고, 그 이외의 부분에 대해
서는 노광하게 된다. 즉, 제 1 개구부(325a)에 대응하여 빛을 차단하는 차단 영역을 갖고, 제 1 개구부(325a) 이외의 부분
에 대해서는 투과 영역을 갖는 마스크를 사용하여 노광 공정을 진행하게 된다. 그와 같이 노광 공정을 진행한 후, 현상 공
정을 진행하게 되면, 제 1 개구부(325a)에는 레드 컬러필터층(330a)이 형성된다. 네거티브 타입(negative type)의 레드
컬러 수지를 사용하는 경우에는 제 1 개구부(325a)에 형성된 레드 컬러 수지에 대해서 노광하게 된다.

  다음으로, 도 5d에 도시한 바와 같이, 그린 색의 컬러 수지를 도포하고 마스크 공정을 통해 패터닝하여, 제 2 개구부
(325b)에 그린 컬러필터층(330b)을 형성한다. 그린 컬러필터층(330b)은 레드 컬러필터층(330a)을 형성하는 공정과 동일
한 공정으로 진행된다.

  다음으로, 5e에 도시한 바와 같이, 블루 색의 컬러 수지를 도포하고 마스크 공정을 통해 패터닝하여, 제 3 개구부(325c)
에 블루 컬러필터층(330c)을 형성한다. 블루 컬러필터층(330c) 또한 레드, 그린 컬러필터층(330a, 330b)을 형성하는 공
정과 동일한 공정으로 진행된다.

  다음으로, 5f에 도시한 바와 같이, 오버코트층(도 4의 340 참조)과 컬럼 스페이서(도 4의 350 참조)를 동시에 형성하기
위해 투명한 감광성 물질(339), 예를 들면 아크릴 수지 계열의 물질을 도포한다. 여기서, 투명한 감광성 물질은 오버코트층
의 특성, 즉 빛에 대한 투과율이 95 % 이상이고, 평탄도가 60 % 이상이 되는 물질을 사용하게 된다. 그리고, 투명한 감광성
물질(339)은 빛을 받지 않은 부분이 현상되는 네거티브 타입의 감광성 물질을 사용한다.

  다음으로, 도 5g에 도시한 바와 같이, 투명한 감광성 물질(339)에 대해 제 1 노광 공정을 진행한다. 제 1 노광 공정은 마
스크를 사용하지 않고, 투명한 감광성 물질(339)에 대해 전면 노광을 진행하게 되는데, 노광량은 예를 들면 일반 노광량 대
비 대략 20 % 정도가 된다. 그리고, 투명한 감광성 물질(339)은 전체적으로 노광 균일도가 대략 5 % 이내로 균일하게 노
광되도록 노광 공정을 진행하게 된다.

  다음으로, 도 5h에 도시한 바와 같이, 제 1 노광 공정이 진행된 투명한 감광성 물질(339)에 대해 제 2 노광 공정을 진행하
게 된다. 제 2 노광 공정은 패턴이 형성된 마스크(390)를 사용하게 된다. 마스크(390)는 빛이 통과하는 투과 영역(A)과 빛
이 차단되는 차단 영역(B)으로 이루어지는데, 투과 영역(A)은 컬럼 스페이서가 형성될 부분에 대응하도록 마스크를 위치
시킨다. 제 2 노광 공정은 일반 노광 공정시의 노광량으로 진행된다. 한편, 제 2 노광 공정이 진행되면, 컬럼 스페이서가 형
성될 부분은 이중으로 노광된다.
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  다음으로, 도 5i에 도시한 바와 같이, 제 1, 2 노광 공정이 진행된 투명한 감광성 물질(도 6h의 339 참조)에 대해 현상 공
정을 진행하여, 일체로 구성된 컬럼 스페이서(350)와 오버코트층(340)을 동시에 형성하게 된다. 한편, 현상 공정이 진행된
컬럼 스페이서(350)와 오버코트층(340)에 대해 열경화 공정을 진행한다.

  전술한 바와 같은 공정을 진행하게 되면, 오버코트층과 컬럼 스페이서는 동일한 마스크 공정을 통해 동시에 형성된다. 한
편, 컬럼 스페이서는 두 번의 노광 공정을 통해 형성됨으로써 경사면이 기판면과 수직하게 형성된다.

  한편, 전술한 바와 같이 형성된 액정표시장치용 기판과 대향기판을 액정층을 사이에 두고 합착하여 액정표시장치를 제조
할 수 있게 된다.

  전술한 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 액정표시장치는, 오버코트층과 컬럼 스페이서를 하나의 마스크 공정을 통해
동시에 형성할 수 있게 된다. 따라서, 공정수를 감소할 수 있고, 그에 따라 재료비 절감, 장비 투자 비용 감소, 마스크 비용
을 감소할 수 있게 되며, 컬럼 스페이서는 이중 노광 공정을 통해 경사면이 수직한 정도로 형성되어 액정 셀 갭을 유지하기
위한 특성이 향상된다.

발명의 효과

  전술한 바와 같이, 본 발명은, 오버코트층과 컬럼 스페이서를 하나의 마스크 공정을 통해 동시에 형성할 수 있게 되어, 공
정수 감소, 그에 따른 재료비 절감, 장비 투자 비용 감소, 마스크 비용을 감소할 수 있는 효과가 있고, 컬럼 스페이서는 이중
노광 공정을 통해 경사면이 기판면과 수직하게 형성되어 액정 셀 갭을 유지하기 위한 특성이 향상되는 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

  기판 상에 형성된 컬러필터층을 형성하는 단계와;

  상기 컬러필터층 상에 투명한 감광성 유기막을 도포하는 단계와;

  상기 투명한 감광성 유기막 전체를 노광하는 제 1 노광 단계와;

  제 1 노광 단계가 진행된 상기 투명한 감광성 유기막에 대해 투과 영역과 차단 영역으로 이루어진 마스크를 사용하여 노
광하는 제 2 노광 단계와;

  제 2 노광 단계가 진행된 상기 투명한 감광성 유기막을 현상하여, 상기 컬러필터층 상에 오버코트층을 형성하고, 상기 투
과 영역에 대응되는 위치에 상기 오버코트층에서 분기한 컬럼 스페이서를 형성하는 단계를 포함하고,

  상기 제 1 노광 단계는 상기 제 2 노광 단계보다 적은 노광량으로 상기 투명한 광감성 유기막을 노광하는,

  액정표시장치용 기판 제조방법.

청구항 2.

  제 1 항에 있어서,

  상기 컬러필터층으로 채워지는 개구부를 갖는 블랙매트릭스를 형성하는 단계를 더욱 포함하는 액정표시장치용 기판 제
조방법.

청구항 3.

  제 1 항에 있어서,

  상기 오버코트층과 상기 컬럼 스페이서는 투명한 아크릴 수지 계열의 감광성 물질로 이루어진 액정표시장치용 기판 제조
방법.

청구항 4.

  제 1 항에 있어서,
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  상기 투명한 감광성 유기막은 빛을 받지 않은 부분이 현상되는 네거티브 타입인 액정표시장치용 기판 제조방법.

청구항 5.

  제 1 항에 있어서,

  상기 투명한 감광성 유기막은 아크릴 수지 계열의 물질로 이루어진 액정표시장치용 기판 제조방법.

청구항 6.

  제 1 항에 있어서,

  상기 컬러필터층을 형성하는 단계는,

  상기 기판 상에 컬러 수지 각각을 도포하는 단계와;

  상기 도포된 컬러 수지를 노광하는 단계와;

  노광된 상기 컬러 수지를 현상하는 단계를 포함하는 액정표시장치용 기판 제조방법.

청구항 7.

  제 1 항에 있어서,

  상기 컬러필터층을 형성하는 단계는 레드, 그린, 블루 컬러필터층을 형성하는 단계를 포함하는 액정표시장치용 기판 제
조방법.
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摘要(译)

本发明的一个目的是减少的步骤数，以减少昂贵的掩模成本，并降低有
缺陷的，因此，增加的产量，以及提供一种液晶显示装置用基板，以及
用于其可降低制造成本的制造方法那里。 本发明提供一种制造滤色器的
方法，包括：形成在基板上形成的滤色器层;在滤色器层上涂覆透明的光
敏有机膜;曝光整个透明光敏有机膜的第一曝光步骤;第二曝光步骤，使用
由透射区域和阻挡区域构成的掩模对已在其上进行了第一曝光步骤的透
明光敏有机膜进行曝光;显影已经进行了第二曝光步骤的透明光敏有机
膜，以在滤色器层上形成外涂层，并形成在对应于外涂层中的透射区域
的位置处分支的柱状间隔物，第一曝光步骤以比第二曝光步骤更低的曝
光剂量曝光透明光敏有机膜。 本发明中，也可以形成保护层，并通过单
掩模工艺在同一时间的列隔板，所以具有能够减少处理号的效果，材料
相应地成本，设备投资成本，降低了掩模成本。 4
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